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Abstract (en)
Heat treatment device comprises: a working chamber (2) arranged in a steel housing (1); units for heating and cooling the chamber; and units for
circulating the gas in the chamber and/or steel housing. The chamber has an inlet (3) for a liquefied gas line terminating in a vaporizing element
having nozzle outlets (5). The chamber has an outlet (6) for the passage of waste gas. An Independent claim is also included for a process for
operating a heat treatment device.

Abstract (de)
Dargestellt und beschrieben sind eine Wärmebehandlungsanlage, insbesondere zur Wärmebehandlung von metallischen Werkstücken, mit einem
in einem Stahlgehäuse (1) angeordneten Nutzraum (2), Einrichtungen zum Beheizen und Abkühlen des Nutzraumes (2) und Mitteln zum Zirkulieren
des Gases im (2) Nutzraum bzw. Stahlgehäuse (1) sowie ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Anlage. Um die Anlage für einen größeren
Anwendungsbereich nutzbar machen zu können, um die Effizienz des Kühlsystems hinsichtlich Temperaturbereich und Abkühlgeschwindigkeit und
damit auch die Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage zu steigern, ist vorgesehen, dass der Nutzraum (2) einen Einlass (3) für eine Leitung für ein
Flüssiggas umfasst, welche in einem Düsenauslässe (5) aufweisenden Verdampfungselement endet und dass der Nutzraum einen Auslass (6) für
die Durchleitung von Abgas aufweist. <IMAGE>
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